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PE-75台式等离子清洗机

PE-75是我们最大的入门级等离子清洗机，提供
很多竞争产品没有的特性。

PE-75具有所有PE-50-XL的特性，反应腔尺寸会
更大。 这台等离子清洗机适合小批量生产，研究

和开发实验室，测试生产或是大学。用于等离子
清洗和表面改性应用. 系统配置一个圆型铝真空
反应腔。12” 直径 x 11” 深. 并带一个直驱型

射频电极。

所有PLASMA ETCH等离子清洗都采用电容平行板
设计，是最高效等离子产生方式。

PE-75带PLC微处理控制系统，和一个键盘输入界面，
并带一个文本显示屏。可以存储一组过程参数用于
自动化过程序列工作。

PE-75等离子清洗机包含部件，全部在美国生产
Plasma Etch品质保证。

更多信息，请联系中国区授权代理

深圳市慧烁机电有限公司

深圳：0755-86215125

上海：021-61005201

Email: info@wisbay.cn
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PE-75

100W @ 13.56MHz 射频发生器和自动匹配电路. 

标准配置规格

可选项目特性

电气和尺寸

可选Venus升级选项

1.适用电脑/笔记本的控制程序

使用含有PLASMA ETCH软件的台式机/笔记本，用于自动控制

系统运行，编辑工作序列，多个状态存储以及更先进的功能。

2. 质量流量控制器

带一个质量流量控制器。可以配置更多的质量流量控制器。

系统规格表

坚固耐用的圆形铝真空反应腔12" 直径 x 11" 深

单个9"W x 10"D水平直驱型射频电极，5.5"腔体有效高度。

400W, 50KHZ连续可变射频发生器电源

5CFM, 2级直驱真空泵，氧气供应（需要加Krytox油）

2 旋转流量计，2路气体控制，0-25cc/min， 带精密针阀

热电偶真空计0-1Torr

PLC微处理器控制系统

反应器尺寸18”W X 19”D X 24”H.

大约运输重量：反应器91lbs，真空泵35lbs。2箱。

电压120VAC, 15A.
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